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Ciudad.

eferencia: Recurso de Reposicion frente a la Resolucion 15494 del 31 de marzo de 2009.
xpediente 04-201041

espetado Doctor Valbuena:

atalina Malagon Cotrino, abogada en ejercicio identificada con la cédula de ciudadania No

2.235.865 de Bogota, portadora de la Tarjeta Profesional No 114.316 del Consejo Superior de la

udicatura, en ejercicio del poder otorgado por el Rector de la Universidad Nacional de Colombia
para que represente a esa institucién académica en el tramite legal de solicitud de patente de
invencion denominada “Procedimiento para la obtencién de recubrimientos de multicapas de
fiNerN por PAPVD por Arco pulsado®, por medio del presente interpongo recurso de reposicion

ontra la Resolucion No 15494 del 31 de marzo de 2009 por medio de la cual se declara

bandonada la solicitud de privilegio de patente de invencion contenida en el expediente radicado

on el nimero 04-201041, con el fin de que se revoque la misma. Esta solicitud la sustento en los
stiguientes argumentos:

Con fecha del 12 de agosto de 2004 la Universidad Nacional de Colombia radica la
olicitud de privilegio de patente de invencién denominada “Procedimiento para la obtencion de
recubrimientos de multicapas de TiN/ZrN por PAPVD por Arco pulsado”®, solicitud a la cual su
ficina le otorgd el nimero de radicacion 4-201041. Es importante sefialar que esta solicitud es
%l»scrita por el profesor Jorge Eduardo Hurtado Gémez, en su calidad de Vicerrector de la Sede
anizales de la Universidad Nacional de Colombia, es decir, que la solicitud de otorgamiento de la
p%tente se efectua a nivel institucional y no personal.

2‘ Dentro de la mencionada solicitud figuran como inventores el profesor Alfonso Devia
Cubillos y Diego Fernando Arias Matéus. El profesor Alfonso Devia fue docente de la Universidad
Nacional de Colombia en la Sede Manizales, hasta su fallecimiento en el afio 2008. Producto de su
labor investigativa y académica, y en particular gracias a su participacion en el Grupo de Trabajo
Atadémico del Laboratorio Fisica del Plasma de la Universidad, del cual se aporta la informacion
réspectiva, desarrollo diversas invenciones entre ellas la sefialada en el numeral primero del
presente escrito. Teniendo en cuenta lo anterior, la Universidad Nacional de Colombia, a través de
las dependencias correspondientes gestioné no sélo el tramite de proteccion de la invencion ante
la| Superintendencia de Industria y Comercio, sino también los recursos economicos requeridos
para el mismo.
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3. En concordancia con lo sefalado, una vez se publicéd la solicitud correspondiente en la
Gaceta de Propiedad Industrial No 549 del 28 de febrero de 2005, se iniciaron las gestiones
pertinentes para solicitar el examen de patentabilidad y efectuar el pago de las tasas exigidas. Asi
mediante Resolucion VR-0929 del 20 de mayo de 2005 la Vicerrectoria de la Sede Manizales,
autorizé un Avance a nombre del profesor Alfonso Devia Cubillos con el fin de “solicitar el examen
de patentabilidad de Procedimiento para la obtencién de recubrimientos de muilticapas de TIN/ZrN
por PAPVD por arco pulsado”. Copia de la Resolucion se anexa al presente.

r. Producto de lo anterior y dentro del término de seis meses establecido en el articulo 44 de
a Decision No 486 de 2000, la Universidad Nacional de Colombia solicité a la Superintendencia de
ndustria y Comercio la realizacion del examen de patentabilidad sobre la invencién. Dicha solicitud
adicada el 29 de junio de 2005, es efectuada a través del profesor Alfonso Devia, en su calidad de
acente de la Universidad, a nombre de esta y con recursos de la Universidad. Tan es asl, que la
isma Superintendencia de Industria y Comercio en el reporte de actuaciones en el expediente 04-
01041 sefiala primero que el solicitante de la patente es la Universidad Nacional de Colombia y
egundo, indica que la presentacion de la solicitud de examen es presentada por Alfonso Devia
iubillos ~Universidad Nacional de Colombia- Manizales.

Asi las cosas, es claro entonces que se dan los requisitos establecidos en el articulo 44 de
Decisién Andina No 486 de 2000' toda vez que la solicitud se efectiio el 29 de junio de 2005,
uatro (4) meses después de la publicacion en la Gaceta de la Propiedad industrial y que la
olicitud se efectlia 2 nombre de ta Universidad Nacional de Colombia, quien es la solicitante de la
,latente correspondiente.

\

or lo anterior solicitd se revoque la Resolucion No 15494 del 31 de marzo de 2009 y en su lugar
se proceda a disponer la aplicacion del examen de patentabilidad sobre la invencion
“Procedimiento para la obtencién de recubrimientos de multicapas de TiN/ZrN por PAPVD por Arco

Pulsado”
L:rdlalmente.

CATALINA Mhﬁ COTRINO .

Abogada Oficina Juridica Nacional
~ Universidad Nacional de Colombia ]
C$rrera 45 No. 26 -85, EDIFICIO URIEL GUTIERREZ, piso 5 Oficina 515

. l .
Ar‘exo lo anunciado en ﬂa folios.
Re?arto 369/09. Catalina Malagén Cotrino.

l

L
! Atticuio 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicacion de la solicitud, independientemente que se
hubieren presentado oposiciones, el solicitante debera pedir que s¢ examine si fa invencion es patentable. Los Paises

Miembros podrdn cobrar una tasa para la realizacion de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante
hubjera pedido que se realice el examen, la solicitud caera en abandono
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. RESUETLVE:

mmo PRIMERO: Autorizar AVANCE & nombrs da:
& e ALFONSO DEVIA CUBILLOS

C. C.: 14+995.473

CO\ICLP“IO Avance de cardeter ur gente con el fin de golieiar el examen
de patentabilidad de “Procedimienio para la obtencién de recubrimicntos de
mu:tm?pas de TIN/ZON por PAPVD por arzo pulsado.

VALOR: .. $ 371.000

PARAGRAFO I: Imptitese a ia Zmpresa - 4001 Prdyecto:
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GRUPO LABORATORIO FISICA DEL PLASMA

Creador del Grupo:

ALFONSO DEVIA CUBILLOS (1953 - 2008)

Director del Grupo

PEDRO JOSE ARANGO ARANGO
piarangoa@unal.edu.co

Mision:

Brindar mediante el apoyo confiable del equipo interdisciplinario
que comprende el laboratorio de Fisica del Plasma, un servicio
especializado en aplicaciéon de tecnologia de avanzada, para
realizacion de andlisis en tratamiento de materiales, con los diversos
equipos con que se cuenta; buscando favorecer al desarrollo del
sector productivo, e investigativo, en la medida en que se resuelven
sus demandas. Nuestro factor humano es determinante y de vital
importancia, ya gue se enlozan diferentes éreas del conocimiento
para su aporte al mejoramiento de estudios y avances que eén el
darea de materiales se generan. Siendo necesario el contacto con
la industria en la cual se demuestren las aplicabilidades oportunas y
eficientes.

Vision:

Somos un grupo dedicado a generar investigacion como a prestar

servicios de aplicabilidad de tecnologia; acciones claves con las
cuales buscamos dia a dia consolidarnos como centro de
investigacion con liderazgo en €l conocimienio y desarrollo de

procesamiento de materiales via plasma y del andlisis de materiales

a través de las técnicas de caracterizacion de materiales, en la
medida en gque aporfamos en la reduccion de la brecha entre la
relaciéon servicio e intercambio tecnolégico con la industia,
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comunidad productiva, educativa y cientifica. Logrando asi ser uno i

de los factores de aporte al dinamismo en investigacion, creacion e
innovacion tecnolégica no sélo Nacional sino a nivel Internacional.

El Laboratorio de Fisica del Plasma busca proyecta su consolidacion |

como el proveedor mas importante a nivel nacional y con un
posicionamiento en el mercado latinoamericano de servicios de
control y monitoreo a fravés de Internet y de tecnologias asistidas
por plasma para los sectores educativo e industiial, con un liderazgo
en investigacion cientifica y tecnolégica.

Naturaleza {objetivo):

+ F funcionamiento del laboratorio se enmarca por las actividades
del personal con que cuenta, Comprendido por un equipo de
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cardcter interdisciplinario de fisicos, ingeni
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orientado al Estudio de la Fisica Tedricq en los campg

Fluidos Magnetohidrodindmicos (MHD)
Plasmas; ademds se trabagja en la ger
innovacion tecnoldgica en dos Greas
Superficies Asistida-por Piasma y Control

Instrumentos v . Procesos Via [ntermet, con el fin|de
venigjas competilivas en la industria y sector educa

ambito nacional y latinoamericano.
Nuestro cardcter interdisciplinario  nos
procesos de investigacion para generar

cientifico y tecnoldgico. materializado en solucione
de innovacién para el sector educative y Ia industria
a nuestros clientes respaldo y confianzg porgue conta
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del cambio tecnologico.
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GRUPO LABORATORIO FISICA DEL PLASMA
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s Yulieth Cristina Arango

Tabares » Oscar Oswaldo Céardenas s KR
e Gonzalo Ivan Alzate Lopez Delgado # ”ﬂla"@“ . LR
« Javier Andrés Rios Hurtado + Paulo Andrés Parra ﬁ,’“ -",ﬁ%ﬁ", | ERE
¢ Johanna Parmra Sua e Pedro Felipe Lombana B i
» Jorge Heman Quintero Orozco Gémez E‘. Tt R
+ José Dario Agudelo Giraldo e Pedro José Arango Arango il
o José Lopez Toro e Rogelio Ospina Ospina i @.&
« Juan David Caiién Bermidez  «  Santiago Vargas Giraldo j w@%‘@ i
» Vicente Javier Benavides b
Palacios g
e Victor Hugo Salazar i
Gonzdlez é s

I
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PROYECTOS DE INVESTIGACION DESARROLLADOS DURANTE LOS
ULTIMOS 3 ANOS

oM ;

» Aplicaciones industriales de los recubrimientos superficiales por
plasma
« Caracterizacion de recubrimientos por difraccion de rayos x

=Eo El
X ATER R I
—ES=y o

5 7 Natnrale

1
Caracterizacion eléctrica y magnética de un plasma l‘ﬁ},?},,@ K
e Caracterizacion a escala atémica por microscopia de fuerzo @ﬂé,&m
atomica de recubrimientos tipo diamante ‘.A;ﬂuauﬁ‘ o
¢ Caracterizacion de recubrimientos de zno, tin y poliméricos il
utilizando la técnica de gdoes Hih t.g,
¢ Caracterzaciéon de un plasma pulsado para producir {g"{' H‘rz.‘t"_’ : pat
recubrimientos duros de tin, por medio de espectroscopia opfica [fuAlg. s
de emision. f ‘)g",',“?{t'i& ) £
» Caracterizacion de un plasma utilizando sondas eléctricas y ,g;'#ﬁ' W g
magnéticas i O
s Desarollo, produccidn y caracterizacién de recubrimientos &}55';‘%“‘ e E
graduadles y en multicapas producidos por papvd sputtering dc \%%fé' g o
e Deposicion y caracterizacion de peliculas de tizzn mediante la "ﬂ:&' : o
técnica de arco pulsado i PN e
s Desarmollo de un sistema automatizado y de control remoto via i €d T
internet para un reactor monoevaporador de arco pulsado | }n@. 1 A =
e Diseno y construccibn de un equipo experimental (ki e I

monoevaporador para la produccion de recubrimientos
funcionales por arco pulsado bajo la técnica papvd {3t

» Disefio y construccion de un sistema multicatodo automatizado JFHAIEE
para deposicion fisica de vapores asistida por plasma en arco
pulsado

* Flujos magnetohidrodinamicos y teoria cinética

¢+ Implementacion de laboratorios de fisica bdasica a través de
intemet para los municipios de caldas

+ Jovenes investigadores e innovadores

« Nanocaracterizacion mecdanica de recubrimientos duros de finy
zm producidos por descarga de arco pulsado

s produccion y caracterizacion de recubrimientos de peliculas
delgadas vlilizadas en la industria metalmecanica

« Produccion de peliculas duras tipo diamante por arco de plasma
pulsado

* Produccion y caracterizacion de peliculas de aun utilizando un
sisterna de arco pulsado
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s - Produccién y caracterizaciéon de recubfimientos en multicapas ; &’ ' i
de fin/dic/tin/dic en peliculas delgadas. A
"¢ - Programa exporte (mincomex) - exporfacion de productos y

servicios tecnolégicos _
» Recubrimientos de metales con peliculas delgadas de golimeros i

por el método dé deposicion de plasma
+ Recubrimientos de nitruro de boro cibigo producidos

la tfecnologic de multicapas para| el mejoramiento  del ihidin

desempefio de herramientas de corte S
¢ Sintesis y coracterizacion de peliculay delgadas o base de s

tungsteno.

PUBLICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DURANTE LOS faeiseny
ULTIMOS TRES ANOS: |

s  ANALISIS COMPUTACIONAL DE PELICULAS DE TIALN EN UN SISTEMA i’?{m f_;
CRISTALINO FCC ' ,_.,‘_.,
o CARACTERIZACION DE PELICULAS DELGADAS DE SiC Y ZrO2-Y203 &0
PRODUCIDAS POR MAGNETRON SPUTTHRING Y POST-RECOCIDO 1
CON LASER DE CO2 : 3 =1
» Characterization of Thin Films Using Different Scanning: Probe -
Microscopy {SPM) Modes : ; o) r—:.
e Characterization of plasma produced| by pulsed arcl using an i Ty £
electrostatic ' i .
« Characterization of a plasma produced by pulse using an = &
electrostatic double probe ' B gy
« Characterization of bilayer coatings of TiN/ZrN grown using pulsed - »D g
arc PAPVD . ; = T
+ Craters formation in a graphite cathode produceaq by pulsed arc ] ‘;:,
atlow pressure B s
+ Hl Estado Plasma | & ?LI"
e CALCULO DEL TORQUE DE UN ROTOR PARA | UN| REACTOR (i T
INDUSTRIAL UTILIZADO EN LA PRODUCCION DE RECUBRIMIENTOS (i o &
POR MEDIO DE ARCG PULSADO oo &
* CARACTERIZACION Y CALIBRACION DE UN INSTRUMENTO AFM M e A
UTILIZADO PARA PRODUCIR NANODEFQRMACION [EN SUPERFICIES )il ,Q ;ﬂ
ALTAMENTE RIGIDAS , : it
» CARACTERIZACION MORFOLOGICA DEL EPICARPIO DEL FRUTO f_t' f_l;‘
DEL CAFE EMPLEANDO LA TECNICA DE MICROSCOPIA|DE FUERZA i -
ATOMICA (AFM] | | B &
» Characterization and Surface Treatment of Materials Used in Q@

. il ! :

MADEAL $S.A. industry Productive Prpcess of Rims by Plasma i a ETL |
Assisted Repetifive Pulsed Arcs Technique. | | | T “" |

e Conductividad AC y Procesos de Relajacién en Pr0.50a0.5MnO3  H+5= Lot S
DE CONTROL O &3 ?

» DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO
REMOTO PARA UN REACTOR MONOEVAPORADOR| DE ARCO o
PULSADO . ' b =
e DESCRIPCION DE CELDAS FCC PARA PELICULAY DELGADAS DE = P2
TIAIN POR METODOS COMPUTACIONALES 1
s Deposition And Characterization of (Ti.ZrjN Thin Fims Grown g*_) F ot

~ Through PAPVD By The Pulsed Arc Technigue
‘e Determination of friction coefficient on ZIrN and|TiN ysing lateral

force microscopy (LFM)
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Diagnostics of Pulsed Vacuum Arc Discharges by Optical Emission
Spectroscopy and Hectrostatic Double Probe Measurements
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Diagnostics of pulsed vacuum arc discharges by optical emission it

spectroscopy and electrostatic double-probe measurements
EFFECTS OF THE SUBSTRATE TEMPERATURE IN AuN THIN FILMS BY
MEANS OF X-RAY DIFFRACTION

Effect of the subsirate temperature in ZrN coatings grown by the
pulsed arc technique studied by XRD

Growth and characterization of AuN filrs through the pulsed arc
Hemadtite thin fims: growth and characterization

IMPLEMENTATION OF A SWITCHED DC ARC POWER SUPPLY FOR
THE PRODUCTION OF HARD COATINGS

INDUSTRIAL APPLICATION OF THIN FILMS (TIAI)N DEPOSITED ON [

THERMO-WELLS

Implementation of a switched DC arc power supply for the
production of hard coatings

Industrial Aplication of {TIAN deposited on Thermo-wells

Influence Subsirate Temperature on Structural Properties of

TiN/TIC Bilayers Produced by Pulsed Arc Technigues

Influence of the Annedling Temperature on a Crystal Phase of
W/WC Bilayers Grown by Pulsed Arc Discharge

MONITOREO DE LA IONOSFERA COLOMBIANA POR MEDIO DE UN
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)
NANOCARACTERIZACION MECANICA DE PELICULAS DE NITRURO

DE TITANIO (TiN} PORDUCIDAS POR DOS DIFERENTES TECNICAS ¢

PAPVD

NANOLITOGRAFIA POR OXIDACION LOCAL DE PELICULAS
DELGADAS DE NITRURO DE TITANIO USANDO EL MICROSCOPIO DE
FUERZA ATOMICA

Preparation and characterization of ceramic thin films, structures,
and nanocrystals using CO2 laser annealing treatment
Reply to the comment Nature of low-temperature...
SINTERIZACION DEL COMPUESTO  La0.5Ba0. 5Mn03
REACCION SOLIDA

Structural and Morphological Difference Between Ti/TiN/TICN
Coatings Grown in Multilayer ond Graded Form

Study of W/WC Coating Varing the sustrate Temperature

Study of TiN and ZrN thin films grown by cathodic arc technique
Study of W/WC Coatings Varying the Substrate Ternperature

The importance of RID and P Vs h&#951; curves on indentation
studies of TiN films deposited onto M2 and 3041, steels
Time-averaged field at the equator: Results from Ecuador

POR

Stability study for the MHD problem in perforated and paradilel ) y

walls

CARACTERIZACION DE GRANOS SUPERFICIALES PRESENTES EN
ACERO M1

DEPOSICION 'Y CARACTERIZACION DE PELICULAS DE TiZrN
MEDIANTE LA TECNICA DE ARCOQ PULSADO

DESCRIPCION DE CELDAS FCC PARA PELICULAS DELGADAS DE
TIAIN POR METODOS COMPUTACIONALES

DISENO Y CONSTRUCCION DE UN SISTEMA MULTICATODO
AUTOMATIZADO PARA DEPOSICION FISICA DE VAPORES ASISTIDA
POR PLASMA DE ARCO PULSADO (PAPVD)

DISENO Y CONSTRUCCION DE UNA FUENTE DE POLARIZACION
(BIAS) AUTOMATIZADA PARA MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES
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PARTICIPACION A EVENTOS DURANTE LOS Ul

GRUPO LABORATORIO FISIGA DEL P

FISICAS Y QUIMICAS DE RECUBRIMIENTCY FUNCIONALES

ns ce TiZiNjme ia_n"re la

TECNICA PAPVD
Deposicion y Caracterizacion de Peliculd

tecnica de arco pulsado

Influence of deposition pressure on the st
decorative properties of TiN thin films de

evaporation
Study through STM of AuN films grown

ARC

Growth and characterization of AuN ﬁlmsr’

Il Congreso Nacional de Ensefianza dd
international workshop Frontiers in Mate
Segundo Simposio Regional Electrdr
Industricles, 2006.

¢ Third international topical meeting
nanotechnology 2006.

+ Transferencia de tecnologia y negocia

o VI ESCUELA NACIONAL DE FIS
CONDENSADA, 2004,

using PAFVD b

TIMOS 3 ANOS.
la Fisica, 2006.
rrials Research il
ica y sus | Apli
on nanostructy

cidn fecnoldgi
CA DE LA

feric Condensd

Vii Bscuelt Nacional de Fisica de la Mq

Eighth International
Application of Nanotubes, 2007.

XXl Congreso Nacional de Fisica.
XXl Congreso Nacional de Fisica, ibag
WORKSHOPXI LAWPP 2007

¢ & » & & & &

Venhezuela.

XVII Latin American Symposium on Solid State Physics,
Conference fon the :

Xl Latin-American workshop on plasma physics, 2007.
It Congreso Nacional de Ensefianza dg la Fisica, 2006,
Cartagena del 17 al 20 de. Ociubre. Gondola 2007.
CLACSA 2007. Lucero Alvarez. Participante.

Xii Latin-American workshop on plasmd physics

ue, Tolima

through the pulsed arc.
uctural mechanical and i
posited by cathodic arc iy

. 2006.
caciones

Q, 2006.

da, 2006.

2006.
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INFRAESTRUCTURA CON LA QUE SE CUENTA PARA DESARROLLAR LA

GRUPO LABORATORIO FISICA DEL PLASMA

INFORMACION,

o DIFRACTOMEIRO DE RAYOS X (DRX).

FOURIER

ESPECTROSCOPIO

INFRARROJO

MICROSCOPIO
AMBIENTAL (ESEM)

ELECTRONICO DE BARRIDO A PRESION

TRAZADOR DE CURVAS PARA SEMICONDUCTORES. 370A SONY

TEKTRONIX
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UNIVERSIDAD NNAL DE COLOMBIA
SECRETARIA GENERAL

EL SECRETARIO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

HACE CONSTAR:

e por Ley 66 de 1867 se cred la Universidad Nacional de Colombia.

Que la Ley 30 de 1992, otorgé facultades extraordinarias al Presidente de la Republica para reestructurar la
Unjiversidad Nacional de Colombia.

Que en virtud de esas facultades, se expidi6 ef Decreto Nimero 1210 de 1993, “Por la cual se reestructura el
régimen organico de la Universidad Nacional de Colombia®.

‘Que seglin el Articulo 12 del Decreto 1210 de 1993, la Universidad Nacional de Colombia es-un ente
- universitario auténomo del orden nacional vinculado al Ministerio de Educacién Nacional, con régimen

especial, de carécter docente e investigativo.

Quie segun el Articulo 3° del mismo Decreto la Universidad Nacional de Colombia es una persona juridica
auténoma, con gobierno, patrimonio y rentas propias.

Que de conformidad con el Articulo 13 del mismo Decreto el Rector es el representante legal de la
Universidad y el responsable de su direccién académica y administrativa.

Que la Universidad Nacional de Colombia tiene su domicilio en la ciudad de Bogot4, Distrito Capital.
Que segln resolucién No. 070 del 18 de abril de 2006 y Acta de Posesién Numero 001 del 2 de mayo de

2006 del Consejo Superior Universitario, el doctor MOISES WASSERMANN LERNER, identificado con la
Cédula de Ciudadanfa nimero 17.157.126 de Bogot4, y Libreta Militar nimero C257827-D.M. No. 1, ejerce

las unciones de Rector de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2006-2009.

| Esth constancia se expide en Bogot4, a los | 6 RBR, Z‘l“g

0

JORGE ERNESTO N PINZON
Secretario General

N e

[CRR—
Fablolp Ortega R.

cienciaytecnologfiaparaelopafls

Canera 45 No. 26-85, EDIFICIO URIEL GUTIERREZ, piso 5°. Oficina 557
Teléfonos: 3165280 Conmutador: 3165000 ext 18050 - 18054 - 18351
Telefax: 3165107 ext 18052
Cormeo electrénico: secgener@unaol.edu.co
Bogotd Colombia, Sur América
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P UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
l CONSE)O SUPERIOR UNIVERSITARIO

RESOLUCION NUMERO 070 pE 2006
(Acta 010 del-18 de abrif)

“Por la cual se nombra al Rector de la Umvursadad Nacional de Colombia para el penodo
2008-2009"

o

- EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO,
en uso de sus atribuciones legales, en particular las establecidas en el literal c)
del articulo 12 dei Decreto 1210 de 1993

RESUELVE:

ARTICULO 1. Nombrar al Doctor MOISES WASSERMANN LERNER,
entificadocon la Cédula de Ciudadania No. 17.157.126 de Bogotd, como Ractor
de la Universigiad Nacional de Colombia para el periodo 2006 — 2008. :

ARTICULO 2. La presents resolucion rige a partir de la fecha de su expedicidn.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.-
da en Bogotd, D.C., a los dieciocho (18) ‘dfas del mes de abril del afio dos ;nll"seis

D .D.C.,
(2006)
7 - / ' /
e / CECILIA MARIA VELEZ WH
P ..r ..'.‘; ,’ . . N PO Presidem . ’
%@Bm LOPEZ n(é3>

Secretaria : -




) . / CECILIA M%A VELEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

ACTA DE POSESION No. 001

En Bogotd, D.C., hoy dos (02) de mayo del afio dos mil Sexs (2008), en presehcxa de
|a Sefiora Mmtstra de Educacion Nacional, tom¢ posesidn del cargo de Rector de la

Universidad Nacional de Colombia &l Doctor, MOISES WASSERMANN
LERNER, quien fue designado mediante Resolucién No. 070 de fecha 18 de abril

-tle 20086, expedida por el Consejo Superior Universitario.

= posesionado se comprometié ante el Consejo Superior Universitario a cumplir la

.. Constitucidn de la Republica, las leyes y los reglamentos de la Universidad Nacional
- " de Colombia, sirviendo con lealtad a la Nacién y a la Universidad en el desempeno de

a mision que se le encomienda.

n

\djunta los siguientes documentos:

- Cédula de Ciudadania No. 17.157.126 de Bogota
- Libreta Militar No. C257827 - D.M. No. 1

Para que conste, se refrenda la presente Acta con !as firmas de la Presndenta del
Consejo Superior Unlversitano 'y del posesionado.

MDISES WASSEHMANN LERNER

La Presidenta El Posesionado
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Ministerio de Educacion Naclonal
Viceministerio de Educacion Superior
Subdireccion de Inspeccion y Vigilancia
Repfiblica de Colombia

EL SUBDIRECTOR DE INSPECCION Y VIGILANCIA
DEL VICEMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR
EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS
POR EL DECRETO 4675 DE 2006

CERTIFICA :

eI/(Ia) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA(codigo: 1101) con domicilio en BOGOTA D.C., es una institucion de
superior, OFICIAL organizada como ente universitario autdnomao, con régimen espedal, vinmlada al Ministerio de

Educacién Nadional en lo que se refiere a las politicas y a la planeacion del sector educactivo, creada mediante 1a ley 66 de 22 de
iembre de 1867

la mencionada institucion cuenta con seccionales en las ciudades de: Medellin codigo (1102), Manizales codigo (1103),
ira codigo (1104), Arauca codigo (1124), Leticia codigo (1125) y San Andres codigo (1126).

Que al folio 275 distinguido con e registro 272 del libro de rectores y representantes legales de las instituciones de educacidn
superior aparece inscrito(a) el(la) Doctor MOISES WASSERMANN LERNER, identificado(a) con cédula de dudadania No
17.157.126 expedida en Bogota como RECTOR, por un periodo comprendido enfre el 2 de mayo de 2006 y el 1 de mayo de
2008, que dicha inscripci6n se efectud el 3 de mayo de 2006 de conformidad con lo dispuesto en el/(13) RESOLUCION 070 def 18
de bn| de 2006, expedido(a) por el{la) CONSEJQ SUPERIOR

Que|al folio 275 distinguido con el registro 272 del libro de rectores y representantes legales de las instituciones de educacidn
suparior aparece inscrito(a) el{la) Doctor MOISES WASSERMANN LERNER, identificado(a) con cédula de ciudadania No
17.157.126 expedida en Bogota como REPRESENTANTE LEGAL, por un periodo comprendido entre el 2 de mayo de 2006 y el
1 de mayo de 2009, que dicha inscripcion se efectud el 3 de mayo de 2006 de conformidad con lo dispuesto en el/(la)
RESQLUCION 070 del 18 de abril de 2006, expedido(a) por el(la) CONSEIO SUPERIOR

De cpnformidad con lo establecido por 1a Ley 962 de 2005, los actos de registro aqui certificados quedan en firme dnco(5) dias
habiles después de la fecha de inscripcidn, siempre que no sean objeto de recursos en la via gubemativa,

La inf i6n consignada en este certificado corresponde a la Gttima reportada por parte de (a instituddén

on Naclonal, la firma mecanica que aparece a continuacion goza de plena validez para todos los efectos legales. Este
requiere de sello preentimtado de Atencién al Cludadano de la Secretaria General y el visto bueno de uno de sus

la presente certificacién en Bogoté D.C., a los 29 dias del mes de enero de 2009, por solicitud de la institudién

ot

FEDERICO ARTURO PATINO GALINDO
Subdirector de Inspeccién y Vigilancia

EOrjuela

\ Cenitro Administrativo Nacional, Calie 43 No 57-14 PBX 222 2800 ext.3239, fax:2221612 www.mineducacion.gov.co
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UNIVERSIDAD NCIO DE COLOMBIA

3589
Bogota, D.C. 03 AR? 9nng

Senores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Carrera 13 No 27-00.

BOGOTA, D.C.

REFERENCIA: Poder. Radicaciéon 04-201041

MOISES WASSERMANN LERNER, identificado con cédula de ciudadania
17.157.126 de Bogotd, actuando en nombre y representacién de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, ente universitario auténomo del
orden nacional, en mi calidad de Rector, nombrado .por. Resélucion, 070
del 18 de abril de 2006 y posesionado segin consta en el Acta No, 001 de
mayo 02 del mismo afio y por tanto Representante legal de ella, conforme
a lo dispuesto en el articulo 13 del decreto 1210 de- 1993, a usted me
permito manifestar que otorgo. poder especial; ampllo y “sufi ciente’ dla
doctora CATALINA MALAGON -COTRINO, mayor de edad, domiciliada en
Bogotd, con cédula de ciudadania 52.235.865 de Bogotd, Abogada en
ejercicio portadora de lol T. P. 114314 q | Consejo_Superior de- la
Judicatura, para que cdelonte el framite teﬁ dé solicitud de patente de
invenciéon denominada “Procedimiento para la obtencién de
recubrimientos de multicapas de TIN/INR por PAPVD.DE ARCO PULSADO" e
interponer los recursos a que haya lugar dentro del expedlenfe rad|cc:do
04-201041. _ EC "~_,

La doctora MALAGON COTRINO, quedc am amente fcc;ulicda para
recunir, pedir pruebas, framitar incidentes y demc’:s facul’rcdes previstas en

la ley para este tipo de mandatos. ERTLT
il i SUPCRINTENDENGIA D EWDHW‘WG e
Atem‘omen’re. Saniafé de Bogota, - Z.
Presgrpfigrner sonctinen
oc. $LZI L0 A ~
OISES WASSERMANN LERNER — %
G, . 17.157.126 de Bogotd TP, L L .
— e adon & ocreiana General
Acepian

sUPERIBIEMICINUIA DE riivdivia ¥ GO,

w0 -
CATAI.INA M commo ﬁ)
C. C. 52.235.865 de Bogot

T.P. 114316 del C. S. de la J.
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